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摘要(译)

超声波换能器包括：中空部分110，形成在介于基板101上方的下电极
103和上电极107之间的绝缘膜104和106之间;膜120由中空部分110上方
的绝缘膜106,108,111和112以及上电极107构成，并且在发送/接收超声
波时振动。此外，中空部分110具有截面形状，根据该截面形状，当中心
部分的厚度为h1并且外周部分的厚度为h2时，建立h1> h2> 0的关系。
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